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1．緒　　言

DVDビデオレコーダーが各社から発売され、コン

ピュータ用途を含め書き換え型DVDの市場が立ち上

がりつつある。さらに高画質なデジタル放送も開始さ

れ、大容量・高転送レートの書き換え型DVDの需要

が益々高くなってきている。ハイビジョンテレビの録

画には23GBの記録容量、36Mbpsの転送レートが必要

がりつつが

記録では、書き込み時（アモルファス化）よりも消去

時（結者

は記録層の高速結者。繰在、高

速結者

った。この結果、Ta

2O5が高転送速度に最適な保護層

材料であることを見出し、Ta2O5系保護層の開発を行

なうに至った。本稿ではこの研究開発の経緯について

述べる。

2．相保僧 の協
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報の記録消去の原理を示す。記録層が融点以上となる

ようなレーザーパワー（ピークパワー：Pp）を照射

し、急冷することによりアモルファス相の記録マーク

を形成する。消去は、アモルファス相のマークに結晶









〔7〕高記録感

Ta2O5保護層が高消去率特性を有する事を見出した

が、現行のZnS－SiO2保護層を使用したディスクに比

較して低感）

である事が課題として残った（Fig.11）。

これに対して、添加物質による保護層の低熱伝導

を試み、高感
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